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(54) LICHTSCHRANKE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Licht-
schranke mit zumindest einem Lichtsender zum Aussen-
den von Licht in einem Überwachungsbereich, mit zu-
mindest einem Lichtempfänger zum Empfangen von
Licht aus dem Überwachungsbereich und zumindest ei-
nem dem Lichtempfänger zugeordneten Strahlfor-
mungselement, welches dazu ausgelegt ist, Licht aus
dem Überwachungsbereich auf den Lichtempfänger zu
bündeln. Das Strahlformungselement weist zumindest

eine erste strahlformende Struktur auf, welche dazu aus-
gelegt ist, in die erste strahlformende Struktur eintreten-
des Licht in Abhängigkeit von dessen Eintrittswinkel zu-
mindest teilweise einmal oder mehrmals an einer jewei-
ligen inneren Grenzfläche der ersten strahlformenden
Struktur zu reflektieren, so dass sich der Austrittswinkel
des aus der ersten strahlformenden Struktur austreten-
den Lichts von dem Eintrittswinkel unterscheidet.
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